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Цель работы – разработка комбинированного технологического процесса улучшения эксплуатаци-
онных характеристик узлов и деталей с подвижными контактирующими поверхностями. В основу техно-
логического процесса положены способы модификации свойств металлических поверхностей, исполь-
зующие физические эффекты при взаимодействии обрабатываемой поверхности с концентрированными
потоками энергии. Рассматривается возможность использования ионно-лучевой и ионно-плазменной тех-
нологии для обработки рабочих поверхностей деталей, выполненных из высокопрочного титанового спла-
ва. К разработке предъявляется требование соответствия всех элементов технологии критериям прогрес-
сивности. Показано, что влияние факторов, влияющих на потерю функциональности и усталостную дол-
говечность деталей, может быть существенно ослаблено или устранено. Упрочнение достигается путем
последовательного или одновременного применения ионно-лучевой обработки поверхности, низкоэнерге-
тичной высокоинтенсивной имплантации атомов азота и ионно-плазменного нанесения финишного функ-
ционального наноструктурированного покрытия. Представлена первая часть работы, имеющая постано-
вочный характер. Окончательная цель работы достигается при создании плазменных технологических
устройств. Результаты разработки технологических устройств и оптимизации их применения в технологи-
ческой установке будут представлены во второй части настоящей работы.
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